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WYDZIAt ELEKTRYCZNY

Nazwa w jezyku polskim:
Nazwa w jezyku angielskim:

Kierunek studiéw (jesli dotyczy):

Specjalnos¢ (jezeli dotyczy):
Stopien studiéw i forma:
Rodzaj przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Grupa kurséw:

KARTA PRZEDMIOTU

Silne pola EM w procesach technologicznych
Strong electrical and magnetic fields in technology
Elektrotechnika

Elektrotechnika Przemystowa

Il stopien, niestacjonarna

obowiazkowy

ELR031274

NIE

Wyktad Cwiczenia Laboratorium Projekt

Seminarium

Liczba godzin zaje¢
zorganizowanych w Uczelni
(zzV):

22 22

Liczba godzin zaje¢
catkowitego naktadu pracy
studenta (CNPS):

108 81

Forma zaliczenia:

egzamin zaliczenie na ocene

Dla grupy kurséw zaznaczy¢
kurs koncowy (X):

Liczba punktéw ECTS:

w tym liczba punktéw
odpowiadajgca zajeciom o
charakterze praktycznym (P):

w tym liczba punktéw ECTS
odpowiadajgca zajeciom
wymagajgcym
bezposredniego kontaktu
(BK):

2.80 2.10

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI | INNYCH KOMPETENC)I

1. Wiedza z zakresu elektrostatyki stosowanej
2. Podstawowe wiadomosci z zakresu techniki wysokich napieé

CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie wiedzy w obszarze oddziatywania silnych pél elektrycznych i magnetycznych z materig

C2. Nabycie umiejetnosci wykonywania pomiaréw w obszarze silnych pél elektrycznych i magnetycznych oraz analizy i

interpretacji wynikéw

C3. Nabycie i utrwalanie kompetencji spotecznych obejmujacych: inteligencje emocjonalng polegajaca na umiejetnosci
wspdtpracy w grupie studenckiej. Odpowiedzialno$¢, uczciwosé i rzetelnos¢ w postepowaniu, przestrzeganie obyczajow

obowigzujacych w Srodowisku akademickim i spoteczenstwie

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK W01 Zna pojecie silnych pdl magnetycznych i elektrycznych, podstawowe relacje opisujace ich oddziatywanie z
materig
PEK_ W02 Zna zastosowania silnych pdl magnetycznych i elektrycznych w wybranych procesach technologicznych i

urzgdzeniach

Z zakresu umiejetnosci:

PEK_UO1 Potrafi wykorzystac silne pola elektryczne i magnetyczne w procesach technologicznych
PEK_U02 Potrafi poprawnie zastosowa¢ metody oraz przyrzady do wykonania pomiaréw elektrostatycznych
Z zakresu kompetencji spotecznych:

PEK K01 Potrafi myslec i dziata¢ w sposéb kreatywny i przedsiebiorczy




TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wyktad

liczba godzin:

Wyl Wprowadzenie do przedmiotu, warunki zaliczenia, literatura. Pojecie silnego pola elektrycznego i 2
magnetycznego.
Wy?2 Wytwarzanie statych i impulsowych silnych pdl magnetycznych 2
Wy3 Oddziatywanie pél magnetycznych z materig i ich wykorzystanie w procesach technologicznych 2
Wy4 Dziata elektronowe 2
Wy5 Dziata jonowe 2
Wy6 Procesy technologiczne oraz urzadzenia wykorzystujace silne state pola elektryczne 2
Wy7 Silne pola elektryczne i magnetyczne w zastosowaniu do przys$pieszania czastek 2
Wy8 Wytwarzanie silnych impulséw elektromagnetycznych (TW) 2
Wy9 V\{ykorzystani_e silnych pél elektrycznych i elektromagnetycznych do generacji plazmy 2
nietermicznej
Wy10 Wykorzystanie silnych pdl elektrycznych do pomiaru i monitoringu wielkosSci nieelektrycznych 2
W Wykorzystanie silnych pél elektrycznych do obrébki polimerdw (aktywacja powierzchniowa,
yll . X 2
elektrety, piezo-aktywacja)
suma godzin: 22
Forma zajec - laboratorium liczba godzin:
Lal Wprowadzenie, sprawy organizacyjne 1
La2 Zastosowanie wiazki elektronéw do topienia metali 3
La3 Otrzymywanie cienkich warstw polimerowych metoda polimeryzacji w plazmie 3
Lad Zastosowar)ie rozpylania magnetronowego do otrzymywania warstw materiatow 3
wysokotopliwych
La5 Badanie charakterystyk zaniku ftadunku 3
La6 Wytwarzanie i pomiar wtasciwosci elektretéw 3
La7 Badanie wtasciwosci wybranych Zrédet silnych pdl elektrycznych 3
La8 Zaliczenie 3
suma godzin: 22

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad z uzyciem technik audiowizualnych, prezentacje multimedialne
N2. Cwiczenia laboratoryjne

N3. Konsultacje

N4. Praca wtasna studenta

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny
F - formujaca w trakcie semestru
P - podsumowujaca na koniec
semestru

Numer efektu ksztatcenia

Sposob oceny osiagniecia efektu ksztatcenia

PEK_WO01

FL(w) PEK_ W02 Egzamin
PEK_KO01

Pw) P=F1
PEK UO1

(] PEK_U02 Kartkéwka /odpowiedZ usta
PEK K01
PEK_U01

F2() PEK_U02 Ocena sprawozdan z ¢wiczen laboratoryjnych
PEK_K01

P(L) P=0.5F1+0.5F2




LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJACA
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
ELR031274 - Silne pola EM w procesach technologicznych
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Elektrotechnika
| SPECJALNOSCI Elektrotechnika Przemystowa

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektéow ksztatcenia
zdefiniowanych dla kierunku studidw i specjalnosci (o ile Cele przedmiotu Tresci programowe
dotyczy)

Przedmiotowy efekt
ksztatcenia

Numer narzedzia
dydaktycznego

Wyl
Wy2
Wy3
Wy4
Wy5 N.1
PEK_WO01 S2ETP_W08 Cc1 Wy6 N.3
Wy7 N.4
Wy8
Wy9
Wy10
Wyll

PEK_W02 S2ETP_W08 C1 Wy6

2222
BWiNE

La3 N.1
La4 N.2
La5 N.3
Lab N.4

PEK_U01 S2ETP_U05 c2

La3 N.1
La4 N.2
La5 N.3
La6 N.4

PEK_U02 S2ETP_UO5 C.2

PEK_KO1 S2ETP_KO01 c3 Wy10




